Schoeller soft-shell-Jacke mit NanoSphere
gewinnt ISPO Outdoor-Award
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TECHNISCHE

door-Award

Outdoor-Bekleidung aller Art.

Bequemer geht's nicht

Ketchup, Tinte oder ein Blutspritzer auf der
Jacke? Mit Ol hantiert oder Honig verschmiert?
Kein Problem! Lost sich der Schmutz nicht von
selbst, geniigt es, mit Wasser nachzuspiilen —
und Sportjacke, Hemd, Anzug, Kostiim oder Ar-
beitsschutzoutfit sind wieder sauber. Auf der
mittels Nanotechnologie konstruierten Ober-
flachenstruktur von Textilien und Bekleidung
perlen Wasser und Schmutz, aber auch 6l- und
fetthaltige Substanzen miihelos und rasch ab.
Die NanoSphere®-Ausriistung von Schoeller
orientiert sich am Prinzip der Selbstreinigung
aus der Natur und entspricht dem bluesign®-
Standard. Die Wirkung kann einfach demons-
triert werden und jeder erkennt den Vorteil so-
fort, ohne mit der komplexen Nanotechnologie
vertraut zu sein. «Koppelt man diese Neuheit
beispielsweise mit dem nie da gewesenen Kom-
fort unserer soft-shells™ hat man ein «un-

schlagbares Duo», meint Hans-Jiirgen Hiibner
von Schoeller. Die eindrucksvolle Technologie
werde es auch der Konfektion und dem Handel

bl ¢

der Natur

Schoeller soft-shell™-Jacke mit
NanoSphere® gewinnt ISPO Out-

Die Anwendung ist einfach, die Wirkung ist gigantisch: Bekleidung mit
NanoSphere®-Ausriistung nimmt Flecken den Schrecken. Der «very easy
caren-Effekt auf einer original soft-shell™-Jacke lberzeugte die Jury,
denn die Technologie eréffnet durch ihre innovative Funktion, bei
héchstem Verbrauchernutzen, neue Perspektiven und Mdglichkeiten fiir

leicht machen, ihre Kunden fiir Neues zu be-
geistern.

Auf die Struktur kommt es an

Das Lotosblatt, Kohlarten, Insektenfliigel und
Kéferpanzer machen es vor: Auf den feinen
Strukturen ihrer Oberflache kann Schmutz
nicht haften. Er wird einfach mit Wasser wegge-
spiilt. Diese Entdeckung des deutschen Wissen-
schaftlers Wilhelm Barthlott vom Botanischen
Institut der Universitdt Bonn raumte auf mit
der weit verbreiteten Meinung, dass glatte Ober-
flachen besonders sauber seien. Um diesen
natiirlichen Selbstreinigungsprozess auf Be-
kleidung zu bertragen, wird die Textilober-
fliche mittels Nanopartikeln, die 100 Mal Klei-
ner als Viren sind, gezielt verdndert.

Selbstreinigend, 6kologisch, stabil
und vielseitig

Das Resultat ist eine Ausriistungstechnologie
mit einer Ol- und Fettabweisung auf einem bis-
her unerreichten Niveau. Die Waschpermanenz

NanoSphere®-Ausriistung von Schoeller orientiert sich am Prinzip der Selbstreinigung aus

TEXTILIEN

ist um ein Vielfaches hoher als bei herkommli-
chen Ausriistungen. Ausserdem kann Beklei-
dung mit NanoSphere® weniger oft und bei
niedrigeren Temperaturen gewaschen werden,
was Energie, Waschmittel und Wasser spart. Die
Imprégnierung halt Druck und Reibung (z.B.
beim Tragen eines Rucksacks) stand und rege-
neriert sich selbststédndig durch Wirmebehand-
lung oder Lufttrocknen. Sie eignet sich fiir viele
Bekleidungsbereiche und auch Anwendungen
zum Beispiel in der Heimtextilbranche oder im
Medizinsektor sind durchaus denkbar. Nano-
Sphere® entspricht dem bluesign®-Standard
und garantiert damit den hdchstmoglichen
Ausschluss von Substanzen, die fiir Mensch und
Umwelt schédlich sind, und eine Ressourcen
schonende Herstellung.

NanoSphere® am Beispiel «Free-
dom»
Die mit der neuen Technologie eingereichte De-
mojacke «Freedom» besteht aus einem WB-
400-Grundmaterial mit schrdg gegenldufigen
Materialeinsdtzen und reflektierenden  Sei-
teneinsétzen. Sie verbindet den typischen soft-
shell™-Komfort mit dem praktischen Selbst-
reinigungseffekt von NanoSphere®. Dass die
Imprignierung keinen Einfluss auf Optik,
Griff, Atmungsaktivitit oder Elastizitit hat,
konnte die Jury anhand der innovativen Demo-
jacke feststellen. NanoSphere® gibt es derzeit
neben original soft-shells™ auch auf einigen
dynamic-Stretchartikeln, abrieb- und reissfes-
ten keprotec®- und dynatec-Qualititen und
modischen spirit-Stoffen. Sie werden auf der
ISPO (Halle A5, Schoeller-Stand 524) gezeigt.
Der internationale ISPO Outdoor Award
wird zur jeweiligen Messe fiir die vier Kategori-
en Textil, Schuh, Hardware und Zubehor verlie-
hen. Bei der Beurteilung zdhlen die Kriterien
Funktion, Innovation, Anwenderfreundlichkeit
und Design.
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